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摘要(译)

一种产生治疗超声的方法，所述治疗超声通过治疗超声探头形成多灶，
该方法包括：获得包括受试者中感兴趣区域的解剖信息的医学图像;通过
使用医学图像计算影响治疗超声相对于感兴趣区域中包括的组织的行进
的特征;通过使用计算的特征计算用于在感兴趣区域中形成多焦点的治疗
超声的参数;并根据计算的参数产生治疗超声。
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